
２．たな卸資産の明細
（単位：円）

種 類 期 首 残 高
当 期 増 加 額 当 期 減 少 額

期 末 残 高 摘 要
当期購入・製造・振替 そ の 他 払 出・振 替 そ の 他

仕 掛 品 950¶393¶099 992¶371¶871 ` 950¶393¶099 ` 992¶371¶871

共 通 消 耗 品 12¶771¶171 17¶031¶482 ` 15¶489¶824 ` 14¶312¶829

貯 蔵 品 ` 208¶719¶916 ` 206¶521¶586 ` 2¶198¶330

計 963¶164¶270 1¶218¶123¶269 ` 1¶172¶404¶509 ` 1¶008¶883¶030
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（注１）当期増加額は、資産の取得等によるものであり、主なものは、次のとおりであります。
建物 つくば中央５`２棟耐震改修工事 862¶868¶208円

生活支援ロボット安全研究棟（仮称）建設工事 278¶850¶746円
株式会社半導体先端テクノロジーズからの寄付受け 255¶208¶891円
つくば西`５Ｄ棟ＳｉＣエピタキシャル装置用特殊ガス配管工事 219¶478¶167円
つくば中央７`８棟裏ボーリングコア試料保管庫新築工事 141¶655¶015円

工具器具備品 炭化ケイ素エピタキシャル膜成長装置 625¶272¶600円
蓄電池材料構造解析評価設備 428¶000¶000円
メタンハイドレート生産試験用大型室内試験装置 228¶000¶000円
微細試料調整設備 180¶000¶000円
大面積対応マスクレス露光装置 174¶900¶000円

建設仮勘定 微細ＣＭＯＳ研究開発ライン設備 999¶600¶000円
炭化ケイ素エピタキシャル膜成長装置 630¶000¶000円
つくば中央５`２棟耐震改修工事 605¶325¶000円
蓄電池材料構造解析評価設備 449¶400¶000円
つくば中央５`８棟ＣＮＴ量産施設整備その他工事 409¶500¶000円

（注２）当期減少額は、資産の除却等によるものであり、主なものは、次のとおりであります。
工具器具備品 次世代モバイル用表示材料共同研究施設 380¶501¶834円

スーパーコンピュータ 249¶300¶000円
高分子膜断面作製／評価システム 122¶600¶000円
固体高分子膜評価用ＮＭＲ装置 119¶000¶000円
電極触媒層からガス拡散層における物質移動現象モデル解析及びシミュレーションシステム 109¶000¶000円

３．有価証券の明細
該当事項は、ありません。

４．長期貸付金の明細
該当事項は、ありません。

５．長期借入金の明細
該当事項は、ありません。

６．債券の明細
該当事項は、ありません。
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